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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
REDUCCION TASA PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. Idenﬁficacién del Tramité

E PATENTE DE INVENCION L'___l PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

2. Identificacion del beneficiario

[V] Persona Natural [ ] Persona Juridica

de medios econémicos y por tanto aplique la

a) En el caso de ser una persona _natural y carecer
te en tarifas, debe firmar la presente solicitud

reduccion de tasas a la que se refiere la resolucion vigen
bajo la gravedad de juramento.

b). Micro, pequefias y medianas empresas [ ] d). Entidades sin animo de lucro i
c). Universidades publicas o privadas = e). Universidad extranjera en Cotitularidad ]
f). Certificado Aula Propiedad Industrial (APl) [_] g). Certificado CIGEP! o CATI s
3. Datos del Nombre / Nombre 6 razén social IDENTIFICACION
Beneficiario Jairw BArivre Sa lavar M o 59Ur R

Direccion _Bamie Ol A C.C. CINIT

Telefono: 2/ #82if9S1 [EeLC.E [JOtro

Nacionalidad o Domicilio: _ Celom/riano ] NUPI

Ciudad: Jomaceo (N] ’

Correo electrénicovlgr:dmsaj rvof [ 1OM Namero: 1 gyegssSi

4 Anexos

Mlcro, pequeﬁas y medianas,,-
~ empresas

Copia simple de la declaracion de | |
" renta del afio  inmediatamente A
antenor.,o en su defecto prueba 4,
- documental ldénea Roaieln

: DDocumento de constanciade .
cumpllmlento con Io establecndo en

la ley 905 de 2004 . extranjera

5. Firma
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